PROFESSIONAL

SRODEK
do usuwania
osadow z kamienia

ZASTOSOWANIE
Nowoczesny preparat czyszczcy oparty ha Nanotechnologii.
Usuwa zabrudzenie z osadoéw kamiennych z powierzchni
ceramicznych, armatury sanitarnej i kamienia naturalnego .
Formu3a chemiczna oparta na nieagresywnych substancjach
czynnych ICP® Intelligent Chemical Properties usuwa nawet
stare zabrudzenia nie naruszajlc czyszczonej powierzchni.
SPOSOB U™ YCIA:

1. Réwnomiernie spryskaz zanieczyszczon powierzchnie

2. Odczekag kilka-kilkanagcie sekund nie dopuszczajic do zaschniéc
3. W przypadku silnych zabrudzefi ugyz grbki lub miékkiej szmatki
4. Sp3ukaz du¢ ilogcit wody

Erodek do usuwania osaddw z kamienia jest produktem
przyjaznym erodowisku. Przechowywag poza zasiégiem
dzieci. Unikaz kontaktu z oczami. W razie kontaktu z oczam
dok3adnie przemyz je wod®. Nie stosowaz w po3iczeniu

Z innymi preparatami. Zawartoez 500ml. e -
| $rodel(dojusuwanial
Okres trwaogci 5 lat 'osadow)z/ kamienial |
Przechowywaz w zamkniétym opakowaniu, w temperaturze +5 9C do +25 9C

Made in EU
isrprofessional.pl

NANOTECHNOLOGIA
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